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(54) HỆ THỐNG IN, THIẾT BỊ IN VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT ĐỐI TƯỢNG IN



(21) 1-2020-01332 

(57)  Sáng chế đề cập đến hệ thống in, thiết bị in và phương pháp sản xuất đối 

tượng in. Để ngăn ngừa việc dính mực bắn vào điện cực và ô nhiễm mực của môi 

trường xung quanh, trong hệ thống in, máy in phun mực loại liên tục được cung 

cấp có vòi phun (21) để phun mực dưới dạng các hạt, điện cực nạp (22) để nạp 

điện các hạt mực được phun (25), và điện cực làm lệch (23) để làm lệch các hạt 

mực được nạp (25). Hệ thống bao gồm đoạn in (2) để in đối tượng cần được in (7) 

với các hạt mực (25) được phun từ vòi phun (21) và đoạn nạp điện được tạo kết 

cấu để nạp điện ít nhất một trong số đối tượng in (7) trước khi in nó bởi đoạn in 

(2) và không khí bao quanh (8) trong đó việc in lên đối tượng in (7) sẽ được thực 

hiện bởi đoạn in (2) với cực tính trái dấu với cực tính của điện tích được cung cấp 

cho các hạt mực (25) bởi điện cực nạp (22). 
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